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В настоящей работе представлено исследование послойного химического состава неоднородных окисленных тонких плёнок ниобия, которые подвергались многократному воздействию слаботочными пучками ионов аргона (ионный ток не превышал 1 мкА). Неразрушающий послойный химический анализ проведён с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением (РФЭС УР) по методике [1]. До и после каждого цикла распыления плёнок определен послойный химический и фазовый состав по глубине образца. Получены зависимости относительных концентраций химических элементов мишени и их соединений от различных параметров ионного распыления. С помощью программы TRIM [2] рассчитаны парциальные коэффициенты распыления кислорода, углерода и ниобия для металл-оксидных плёнок с определённым послойным химическим составом. 
При слаботочном ионном облучении металл-оксидной плёнки происходит преимущественное распыление кислорода, что, в свою очередь, приводит к модификации приповерхностных оксидных слоёв и образования различных субоксидных структур.
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